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Efeito de variaveis de processamento no crescimento de graos do nitreto de
silicio
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Ceramicas a base de nitreto de silicio contendo aditivos de sinterizacéo em diferentes teores (7 e 3 mol%) e
com diferentes composi¢des (3X203/5A1203 sendo X = Y, La ou Yb) e diferentes percentuais (2 e 5% em
peso) de beta-Si3N4 na forma de particulas (seeds) foram submetidas a diferentes tratamentos térmicos
com o objetivo de se avaliar o efeito destas variaveis no desenvolvimento microestrutural do material,
particularmente o crescimento de grdos e razao de aspecto. Apos tratamento térmico os materiais foram
observados por microscopia eletrénica de varredura, com as microestruturas analisadas quantitativamente.
Com isso pode-se avaliar o efeito das variaveis estudadas no desenvolvimento microestrutural do material,
relacionando-se as mesmas ao crescimento de graos alongados de Si3N4, que sdo diretamente
relacionados com as propriedades mecéanicas do material.
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